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【57】申請專利範圍
1.　一種用於處理微電子或半導體處理流體的過濾產品，其包括：
一殼體，其具有一入口及一出口，

經單軸拉伸乾法程序之一多層微孔膜，其安置於該入口與該出口之間，該多層微孔膜包

括：

一第一聚烯烴層，及

一第二聚烯烴層，其包括單軸定向微孔，該單軸定向微孔具有小於 0.035微米的一平均
孔徑；

其中該過濾產品之特徵在於具有在室溫下使用 HFE-7200液態流體量測的至少 50 psi、至
少 80 psi、至少 90 psi、至少 100 psi或至少 120 psi之一平均泡點，
其中該多層微孔膜具有不大於 20微米之一總厚度且其中該第二聚烯烴層之一厚度小於
14微米，且
其中該第一聚烯烴層包括微孔，其具有大於該第二聚烯烴層之該單軸定向微孔之一平均

孔徑。

2.　如請求項 1之過濾產品，其中具有高達 200 psi或高達 300 psi之一平均泡點。
3.　如請求項 1或 2之過濾產品，其中該等微孔具有大於 1.0、大於 1.2、大於 1.5、大於 2.0
或大於 3.0的一平均長寬比。

4.　如請求項 1或 2之過濾產品，該多層微孔膜包括：
該第一聚烯烴層，

該第二聚烯烴層，及

一第三聚烯烴層；

其中該第一聚烯烴層及該第三聚烯烴層各包括聚乙烯，且

該第二聚烯烴層包括聚丙烯。

5.　如請求項 1或 2之過濾產品，該多層微孔膜包括：
該第一聚烯烴層，
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該第二聚烯烴層，及

一第三聚烯烴層；

其中該第一聚烯烴層及該第三聚烯烴層各包括聚丙烯，且

該第二聚烯烴層包括聚乙烯。

6.　如請求項 1或 2之過濾產品，其中該第二聚烯烴層包括：
基於該第二聚烯烴層之總重量的至少 90重量%之聚丙烯或至少 95重量%之聚丙烯；或
基於該第二聚烯烴層之總重量的至少 90重量%之聚乙烯或至少 95重量%之聚乙烯。

7.　如請求項 1或 2之過濾產品，其中該第二聚烯烴層具有小於 13微米、小於 12微米、小
於 11微米、小於 10微米、小於 9微米、小於 8微米、小於 7微米、小於 6微米、小於
5微米、小於 4微米、小於 3微米、小於 2微米或小於 1微米的一厚度。

8.　如請求項 1或 2之過濾產品，其中該第一聚烯烴層包括基於該第一聚烯烴層之總重量的
至少 60重量%之聚烯烴。

9.　如請求項 1或 2之過濾產品，其中該第二聚烯烴層之該等單軸定向微孔之該平均孔徑小
於 0.030微米、小於 0.025微米或小於 0.020微米的。

10.   如請求項 1或 2之過濾產品，其中該第二聚烯烴層之該等單軸定向微孔具有在自約 0.010
微米至約 0.020微米的一範圍內的一平均孔徑。

11.   如請求項 1或 2之過濾產品，其中該多層微孔膜在 90℃下 1小時之收縮率小於 25%。
12.   如請求項 1或 2之過濾產品，其中該總厚度不大於 14微米、不大於 13微米、不大於 12

微米、不大於 11微米、不大於 10微米、不大於 9微米、不大於 8微米、不大於 7微
米、不大於 6微米、不大於 5微米、不大於 4微米、不大於 3微米、不大於 2微米或不
大於 1微米。

13.   如請求項 1或 2之過濾產品，其展現使用異丙醇量測的在自 400秒至 40,000秒的一範圍
內的一經量測流動時間，其中該流動時間係供 500 ml異丙醇在攝氏 21度之一溫度及 0.1
MPa之一壓力下流動通過具有 12.5 cm2之一面積的該膜之一 47 mm圓盤的時間。

14.   如請求項 1或 2之過濾產品，其中具有不小於 20%、不小於 25%、不小於 30%、不小於
35%、不小於 40%、不小於 45%、不小於 50%、不小於 55%、不小於 60%、不小於
65%、不小於 70%、不小於 75%、不小於 80%、不小於 85%、不小於 90%、不小於 95%
或不小於 99%的一留存率。

15.   如請求項 1或 2之過濾產品，其中該多層微孔膜係一平坦片、捲繞的或褶狀的。
16.   如請求項 1或 2之過濾產品，其中該多層微孔膜係一褶狀圓柱體。
17.   如請求項 1或 2之過濾產品，其包括：

該殼體，其環繞該膜，

一殼體入口，其容許流體流入該殼體且流入入口空間，及

一殼體出口，其容許該流體在該流體通過該膜之後流出該殼體。

18.   如請求項 1或 2之過濾產品，其包括一框架及由該框架支撐的該多層微孔膜，其中一入
口在一過濾膜之一側上且一出口在該過濾膜之一第二側上。

19.   如請求項 1或 2之過濾產品，其中該過濾產品係一可更換濾筒。
20.   如請求項 1或 2之過濾產品，其中該多層微孔膜藉由塗佈、洗滌、提取、成型、塑形、

摺疊、捲繞、打褶及成型為一褶狀圓柱體之至少一者來改性。

21.   一種使用如請求項 1至 20中任一項之過濾產品之方法，該方法包括使一流體通過一過濾
膜。

(2)
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22.   如請求項 21之方法，其中該流體包括乙酸正丁酯(nBA)、異丙醇(IPA)、乙酸 2-乙氧基乙
酯(2EEA)、二甲苯、環己酮、乳酸乙酯、甲基異丁基甲醇(MIBC)、甲基異丁基酮
(MIBK)、乙酸異戊酯、丙二醇甲醚(PGME或(乙酸 2-甲氧基-1-甲基乙酯))、丙二醇單甲
醚乙酸酯(PGMEA)、丙二醇乙醚(PGEE）、NMP (1-甲基-2-吡咯烷酮)、γ-丁基內酯、二
甲醚、二丁醚、甲苯、濃氫氧化銨、稀氫氧化銨、過氧化氫、另一過氧化物溶液、鹽

酸、氫氟酸、硫酸或其等之任何混合物。

23.   如請求項 21或 22之方法，其中在通過該過濾膜之後，該流體之特徵在於相對於在通過
該過濾膜之前包括一減少量之一污染物。

24.   如請求項 23之方法，其中該污染物減少不小於 20%、不小於 25%、不小於 30%、不小
於 35%、不小於 40%、不小於 45%、不小於 50%、不小於 55%、不小於 60%、不小於
65%、不小於 70%、不小於 75%、不小於 80%、不小於 85%、不小於 90%、不小於 95%
或不小於 99%。

圖式簡單說明

圖 1係用於如本文中所描述的一過濾器或過濾產品的一乾法微孔膜之一 SEM。
圖 2係用於如所描述的一過濾器或過濾產品的一膜之一圖解。
圖 3係用於如所描述的一過濾器或過濾產品的一膜之一圖解。
圖 4展示如所描述的一實例過濾產品(濾筒)。
圖 5展示如所描述的一實例過濾產品。
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